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C-DESIGN Fashion® au Salon

Jacob K. Javits Convention Center, New York, NY , du 25 au 27 Septembre 2007
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Apres le succés rencontré au Salon Material World de Miami, C-DESIGN® sera a nouveau présent au salon, organisé
cette fois-ci, au Convention Center de New York du 25 au 27 Septembre 2007.

Capitale mondiale de la mode, centre d'affaires incontournable et lieu de rencontre des plus grandes marques
internationales, New York est I'endroit idéal pour rassembler textile et technologie sur un salon de grande renommeée :
le Salon Material World.

L'équipe C-DESIGN® vous accueillera sur son stand pour vous présenter les dernieres nouveautés et les
performances du logiciel C-DESIGN Fashion® a travers des démonstrations sur grand écran.

Stylistes, infographistes, modélistes, merchandiseurs ou chefs de produit, venez découvrir comment réaliser vos
collections de prét-a-porter, les fiches technigues, les books commerciaux, les plans de collection, les vitrines, ...
grace aux outils puissants de C-DESIGN Fashion®, logiciel déja élu par de nombreuses entreprises du monde entier.

En quelques années, C-DESIGN Fashion® est devenu le logiciel de style et de fiches techniques incontournable du
marché. Tous les designers de lamode du monde s'intéressent a nos solutions informatiques.

L'équipe C-DESIGN® organise des démonstrations de C-DESIGN Fashion® a distance par Internet.
contactez-nous pour découvrir en quelques minutes votre futur outil de travail. ..
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